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高效能電弧/火花光學放電光譜儀(OES)高效能電弧/火花光學放電光譜儀(OES)

金屬分析的革新技術

　　針對製程控制及研究

德國SPECTRO公司為電弧／火花技術的領先者，花了超過40年開發領先全球的OES儀器。現

在，最新的專利CMOS+T偵測器已經可以用在分析固態金屬上，高端電弧／火花OES分析也得以

突破。SPECTROLAB S 是全新的系列，它的設計可以提供最短的分析時間、最低的偵測極限，

最長的運作時間，以及最有潛力的可塑性。

針對不同基材的煉鋼廠，SPECTROLAB S 都是現今市面上表現最為優異的光譜儀。而同樣的，

不只是中游生產者、航空、汽車材料製造商，它也會是金屬半成品、金屬成品製造商、電子產

業 、 半 導 體 業 等 工 業 的 最 佳 解 決 方 法 。 當 您 需 要 革 命 性 的 速 度 、 精 確 度 及 可 塑 性 ，

SPECTROLAB S 就是您的最佳選擇。



高端分光儀使用者面對較困難的辨識和分析，

需要高精確度和準確度，並且需要分析進料、

製程中以及出貨的材料。

除此之外，可能還需要研究全新的材料。

高端分光儀使用者面對較困難的辨識和分析，

需要高精確度和準確度，並且需要分析進料、

製程中以及出貨的材料。

除此之外，可能還需要研究全新的材料。

SPECTROLAB SSPECTROLAB S
最佳表現創造最大利益最佳表現創造最大利益

破格性的CMOS+T能力

SPECTROLAB S 是全球第一

台擁有CMOS偵測器系統的高

端 金 屬 分 析 儀 器 ， 這 歸 功 於

SPECTRO專利的CMOS＋T技

術。

SPECTROLAB S 具備從微量

元 素 分 析 到 多 基 材 應 用 ， 所 需

要 的 快 速 、 高 精 確 度 及 多 功 能

的分析模式。

傑出的待機時間

SPECTROLAB S 日常保養的間

隔時間（分析台清理）縮短了八

倍。除此之外，它的設計消除了

標準化的延遲，使分析流程（生

產流程）不被打斷。

極短的分析時間

SPECTROLAB S 完全符合金

屬 鋼 鐵 業 界 對 分 析 速 度 的 要

求，例如：在分析低合金鋼部

份，LAB S 可以在二十秒內就

完成高精準度的分析。

完美的可塑性

拋開以前需要修改硬體的需求，

新增元素或分析基材都變得輕而

易舉，只需做軟體更新。

另外，可在十種分析基材任意搭

配：鐵(Fe)、鋁(Al)、銅(Cu)、

鎳( N i )、 鈷( Co )、 鎂( Mg )、 鈦

( T i ) 、 錫 ( S n ) 、 鉛 ( P b ) 和 鋅

(Zn)。

簡易的校正
許 多 的 測 試 分 析 只 需 要 單 一 樣

品，五分鐘標準化。

面 對 外 界 環 境 溫 度 或 壓 力 變 動

時，獨特的iCAL 2.0診斷可確保

儀器維持穩定的分析。大多使用

者一天至少可節省下三十分鐘。

精實、簡約的設計

為 了 放 置 在 空 間 有 限 的 實 驗 室

內。SPECTROLAB S 標榜比前

一代機型減少了27%的碳排放，

簡易啟動的Start-Stop按鈕、固

定的功能鍵、放電指示燈、降低

噪音的架構，快速完成的分析台

清理還有零工具、免拆外殼的濾

網更換設計。



拋開PMT：

全新C-MOS偵測器

作為所有金屬分析儀器的關鍵：偵測器，訂定了波長以及從樣品中的每個元素發散出的

光強度。SPECTROLAB S 使用的是現今最先進的線性CMOS偵測器。

所謂的固態"互補金屬氧化半導體"是由現今的整合電路(IC)偵測器技術所製造的。有了

CMOS，讀出電子零件就可以完成類比-數位轉換，以及晶片本身的降噪。這也造就了

CMOS極廣泛的分析範圍和更多的資料處理量。

一直到今天，許多使用者仍希望高端的分析儀器使用的是光電倍增管(PMT)偵測器。但

是其舊有的真空管技術同時有著優勢和劣勢。大多的分光儀機型早在多年前就已更換為

半導體偵測器。而現在，SPECTROLAB S 進步的CMOS+T技術可以達到甚至超越金

屬分光儀裡PMT的重要優勢。

需要長時間關機，才能新增新元素

，即使可增加，數量也會因為波長

限制。

偵測極限、靈敏度及穩定性皆可與PMT

匹敵甚至更佳，是第一個不用PMT

即可完成TRS、SSE等技術的機型。

CMOS-based SPECTROLAB S

只需透過更新軟體即可新增新基材/

元素分析能力，不受波長限制。

偵測極限相當低，靈敏度、穩定性高；

可用TRS、SSE技術輔助。

有時必須使用次好的波長分析，

穩定性會受到室溫變化而波動。

可塑性

敏感度/

偵測極限

穩定性

耐用性

品質一致性

在設計階段，就能使用最佳的分析頻道

、參考頻道；能抵抗室溫變化，新增穩

定性軟體。

在使用固定波長情況下，一個PMT

發生故障時，就可能導致整個光學

系統無法正常運作。

極度可靠，經業界認證過的半導體

技術。

因為PMT為一次性的零件，故品質

一貫性無法長時間維持。

除了優異的再現性和穩定性，因半導體

規律的生產品質，一貫性會較PMT佳。

PMT分光儀



1) 全新：兩套專用的光學系統

     為確保較具挑戰性的分析頻  

     道之最佳解析度， 

     SPECTROLAB S 配有兩套

     完整的光學系統：一套負責  

     波長120-240(nm)的精準分

     析；另一套則負責專責

     210-770(nm)的波長範圍。  

     兩者都是使用CMOS偵測器

     ，皆配有溫度穩定和壓力補 

     償。

持續創新

2) 全新：強大的電漿產生器和

     啟動電路板

     LDMOS 電漿產生器專為

     SPECTROLAB S 研發，極  

     穩定的火花，頻率可高達

     1000Hz。至今最快速的分   

     析時間(低合金鋼可在20秒內  

     完成)這套系統也能針對不同

     應用選擇最佳放電參數已達  

     到最佳的分析效能。

3) 全新：獨特應用區別氬氣

    控制系統

    SPECTROLAB S擁有最  

    新體積流量控制器。所以

    軟體能夠透過控制不同流

    量，來達到精準分析和降

    低氬氣消耗量。而且氬氣

    分配模組是直接緊連著分

    析台，減少配管，也減少

    漏氣的機會。

4) 全新：低維護分析台

     堅固耐用的陶瓷絕緣杯，  

     降低了易碎性還少了電鍍

     層。再搭配精準控制的氬

     氣流量，這套系統能確保 

     維護行程之間最長的待機

     時間，造就高產量自動化

     系統的關鍵。

5) 全新：快速讀出系統

    SPECTRO革新的GigE 

    讀出系統，有最快的處理 

     速度來因應大量的資料量

     和儀器最佳的分析效能。 

     其獨特的全光譜範圍也讓

     儀器在每種應用上能做出

     最佳光學配置。

1)

5)

4)

3)

2)



功能優勢

極低的偵測極限

此機型提供同等級中最低的偵測極限 - 先前只用PMT達成。在一些關鍵

元素上，SPECTROLAB S CMOS+T 技術已經超越了PMT的表現。

透過配置分析頻道與參考頻道之間的最佳關係，分析功能性提升。根據

不同應用，此機型可以檢測出重要元素中的微量元素。

卓越的穩定性

SPECTROLAB S 在短時間

和長時間的穩定性與傳統機

型 不 同 ，S P E C T R O L A B 

S封閉、沒有充氣的UV光學

系統能夠最大化光線傳送的

穩 定 性 ， 甚 至 在 遠U V波 長

區間也是。軟體利用偏移校

正、iCAL 2.0壓力補償，來

呈現再現性高的數據，即使

在明顯的偏移或維護之後，

也能及時回穩。

操作極為簡便

即使是經驗少的操作者，面

對SPECTROLAB S，不需

花費很多時間去熟悉操作介

面。不使用多個對話框，一

個簡化的操作介面，讓選擇

變得淺顯易懂。客製化的應

用資料檔取代了複雜的進階

功能。

花費平易近人

除了iCAL 2.0標準化能節省

成本，UV-PLUS純化系統

使用的長效的過濾管，淘汰

了真空幫浦，也大幅減少了

氬氣的消耗。零件的取得、

進階診斷、還有其他的功能

改善都讓維護更加簡易，能

預防了高成本的停工期。



超凡的分析軟體
SPECTROLAB S 提供強大的軟體功能，以優化分析效能。

多項功能都因最新的CMOS+技術而變得有可能。

線上偏移校正

儀器運行時根據量測變數補償，

以確保當時的分析穩定性。

動態預先燃燒

用於品質較佳的樣品，能縮短分

析時間。

電漿控制

觀察並儲存電漿特徵，進而延長

運行時間。

背景值修正

例如在鋁基材，軟體會將高背景

值排除計算，以改善在特定分析

頻道的信噪比，得到精確的分析

數據。

全光譜掃描

同時捕捉全範圍的相關分析光譜，

從120到770奈米。我們就能比對

使用中的光譜來推論沒有安裝或不

在預期中的元素。

時間解析光譜法(TRS)

量 測 單 一 火 花 放 電 中 ， 離 散 的 片

段，降低背景噪音值和干擾，以降

低偵測極限(之前只能在PMT上實

現)。

單一火花分析(SSE)

記錄和分析有效的火花，之後系統

就可以用來提醒使用者，在"乾淨

"的材料其實有夾雜物的存在，例

如鋼鐵中的硫化錳(MnS)。(之前只

能在PMT上實現)

精緻的操作軟體

Spark Analzer Pro 操作軟體經

證實，可提供使用者新的操作功

能，包括：

● 更廣的數據種類 - 

     資料可輸出成各種常見格式，以

     製成完整的報告文件。

● 輪班概要 - 

     各班操作者可叫出前一班的重要

     資訊。

● 多樣本類型標準化 - 

     這功能可以將多個樣品輸入並結

     合，作為類型標準化的基準。

● 3D診斷系統 - 

     將儀器狀況詳細顯示，例如：

     維護警示: 光學系統溫度、壓力、 

     電壓.....等。

● 備份 / 回復工具 - 

     對資料損失的安全保障。



領先者：SPECTRO金屬分光儀

旗 艦 機 型S P E C T R O L A B S 成 為 了 現 今

最 多 功 能 的 高 端 電 弧 / 火 花 金 屬 分 光 儀 。

另 外 ， 同 時 包 括 其 他 產 品: 

- S P E C T R O M A X x 桌 上 型 分 光 儀

- S P E C T R O C H E C K 桌 上 型 分 光 儀

- S P E C T R O T E S T 移 動 型 分 光 儀

- S P E C T R O P O R T 。

無 論 是 哪 一 類 型 的 產 品 ，S P E C T R O憑 藉

著 在 元 素 分 析 超 過4 0年 的 經 驗 ， 以 及 不 可

超 越 的 持 續 創 新 技 術 ， 奠 定 了 在 業 界 最 佳

的 成 績 。
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台中公司  TEL: 04-2462-0010          FAX: 04-2462-2284

高雄公司  TEL: 07-345-2867           FAX: 07-345-7547
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